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摘要(译)

本发明涉及：用于有机发光装置中的阳极缓冲层的聚合物，所述聚合物
在1质量％的水溶液中包含pH值为3－7的自－掺杂导电聚合物，所述聚
合物包含右式(1)和/或(2)代表的单体，其中M+代表氢离子、碱金属离子
或季铵离子，k代表1或2，+k代表正电荷数目，和在所述芳环上的氢原子
可被取代基代替；包含所述聚合物的阳极缓冲层涂覆溶液；和包括使用
所述聚合物的阳极缓冲层的有机发光装置。本发明的聚合物可克服由于
外来掺杂物而导致的发光层恶化的问题。
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